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 政 策 引 导  《专利转化运用专项行动方案（2023-2025年）》

1、梳理盘活高校和科研机构存量专利

2、以专利产业化促进中小企业成长

3、推进重点产业知识产权强链增效

4、培育推广专利密集型产品

5、强化高校、科研机构专利转化激励

……



 政 策 引 导  《高校和科研机构存量专利盘活工作方案》

1、全面盘点，构建高校和科研机构存量专利基础库

2、市场评价，丰富完善专利转化资源库

3、分类施策，推动高价值专利落地转化

4、精准对接，以市场需求为导向做优专利增量



 政 策 引 导



 政 策 引 导



 高价值专利的内涵

高价值专利：一般来说，是指在战略性新兴产业和特色优势产业中形成的具有较

强前瞻性、能够引领产业发展、有较高市场价值的高质量高水准专利或专利组合。

一 定 的 技 术 含 量 较 高 的 文 本 质 量 较 高 的 权 利 稳 定 性 较 好 的 市 场 应 用 前 景



 高价值专利的评价维度

1 2 3 4 5

技术价值 法律价值 经济价值 市场价值 战略价值



 高价值专利的简单评估方式

标 准 必 要 专 利

国 家 资 助 项 目 专 利

专 利 奖 获 奖 专 利

多 次 诉 讼 的 专 利

同 族 数 目 多 、 被 引
证 次 数 多 、 布 局 国
家 多 的 专 利 等 等



 嵌入科研全流程的高价值专利培育
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 高价值专利培育路径



 高价值专利培育路径-专利布局现状分析



 高价值专利培育路径-未布局方向挖掘与布局



 高价值专利培育路径-加强专利运用培育



 高价值专利培育路径-专利许可

经苏州XX所与北京XX科技发展有限公司沟通，双方将就“新一代快速恒温病毒核酸检测仪及芯片”项目展开合作，

并由苏州XX所将201811652894.7专利普通许可给对方，初步实现了专利与资本的有效融合。

许可金额：120万元。



抗击疫情，报效社会
基于芯片技术的恒温、变温、以及高通量核酸检测技

术，根据不同应用场景开发了手持式、桌面式、数字化

、高通量等多款检测样机；

与巴斯德所、附二医院、南通人民医院合作，将手持

式POCT核酸检测仪应用到此次新冠病毒快速检测中。

 高价值专利培育路径-服务社会



 高价值专利培育路径-诉讼维权

涉案外观专利共计28件

双汇集团在专利、商标等品牌维护方面的做法与成效..



 专利挖掘布局项目流程

需求
调研

方案
制定

专利
分析

布局
策略

技术
交底

查新
预审

专利
申请

• 技术研发
• 研发调整
• 技术成果

• 布局点
• 布局思路
• 可行性
• 布局形式

• 布局扩展
• 专利组合
• 布局区域
• 权利范围

态势分析：
申请趋势、技术生命周期、
地域分析、主要申请人、
国内相关情况

技术分析：
专利技术构成、技术功效、
专利强度、核心专利解读、
专利技术路线图

主要竞争对手分析：
竞争对手概况、申请趋势、
专利布局分析、研发路线、

协同创新、专利运营

专利风险分析：
诉讼分析、无效异议分析、
授权专利保护期、在华专
利风险

布局
分析



 专利挖掘布局项目流程  技术背景调研



 专利挖掘布局项目流程  分析报告框架



 专利挖掘布局项目流程  检索式



 专利挖掘布局项目流程  专利分析
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2013年前，申请人/申请量 同步增长/降低。

2014年开始，申请量增长快于申请人增长。

日本，全球专利技术输出的78.6%。

美国芯片研发强国，德国激光技术强国。

日本 2869中国 47美国 408

德国 95

韩国 61

法国 32

英国 33

技术来源国



 专利挖掘布局项目流程

迪思科申请量略高于滨松光子学。

两公司申请总量占总申请量的56.5%。
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专利申请量

滨松光子学与迪思科申请量相当，占总量64.3%。

其他企业申请量为个位数，且主要为日本企业。
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Renesas Electronics Corporation（瑞萨电…

The Furukawa Electric Co., Ltd.（古河电…

Namiki Precision Jewel Company Ltd.
Panasonic Corporation（松下）

Katy Industries, Inc.（凯蒂工业）

Nitto Denko Corporation（日东电工）

Toshiba Corporation（东芝）

专利申请量
全球 国内

 专利分析



 专利挖掘布局项目流程  专利分析



 专利挖掘布局项目流程

400 302 295 89 80

316 237 279 66 103

519 396 452 120 149

354 481 385 126 379

399 370 305 108 180辅助模块

后处理

改质层形成

激光处理

激光参数

提高精度 提高效率 易于分离 提高良品率 更薄的芯片

常规技术效果

后处理与更薄的芯片更搭

改质层的改进有助于分离

 专利分析



 专利挖掘布局项目流程
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年
代

改
质
层

光
参
数

光
处
理

后
处
理

辅
助

2001 2003 2004 2005 2008 2010 2012 2015

CN1473087A
滨松光子学
基础专利

提出隐形切割
原理

CN1643656A
滨松光子学

改进点：增加
研磨或蚀刻的
后处理步骤

CN1717784A
滨松光子学

改进点：增加
辅助保护膜避
免器件损伤

CN1720117A
滨松光子学

改进点：基于
反射光确定焦

点位置

CN1575909A
迪思科

改进点：形成
两个焦点同步

进行改质

CN1629625A
迪思科

改进点：利用
红外线成像监
控内部改质

CN1993201A
滨松光子学

改进点：照射
激光时切换激
光振荡方式

CN1938826A
滨松光子学

改进点：形成
性能不同的多

个改质层

CN101227999A
滨松光子学

改进点：调整
激光束截面形
状提高效果

CN101754833A
滨松光子学

改进点：数据
库存储不同条
件的加工参数

CN101842184A
滨松光子学

改进点：设置
光参数应用于
GaAs基板切割

CN1938826A
滨松光子学

改进点：形成
倾斜的改质层

CN101227999A
迪思科

改进点：多个
改质层应用的
激光参数不同

CN103962728A
迪思科

改进点：利用
激光成丝形成
高厚度改质层

CN102773611A
迪思科

改进点：粘贴
加热粘结带捕
获缝隙碎屑

CN104701219A
迪思科

改进点：超声
波扩片同时提
供清洗效果

CN105102178A
滨松光子学

改进点：对激
光赋予像差提
高加工品质

CN105489553A
迪思科

改进点：使光
束的功率分布
为礼帽形状

CN106469679A
迪思科

改进点：光束
参考偏离角移
动形成改质层

US2006 040472 
A1
电装

改进点：在预
定分离线位置
采用冲力分离

 专利分析



 专利挖掘布局项目流程  专利分析

对重点专利进行解读，归纳概括

发明的创新点、权利要求保护范

围、引证信息和同族分析。



 专利挖掘布局项目流程  专利分析



 专利挖掘布局项目流程  专利分析



 专利挖掘布局项目流程

 失效专利策略

 专利分析



 专利挖掘布局项目流程

 专利许可策略

 专利分析



 专利挖掘布局项目流程

 规避设计策略

 专利分析



 专利挖掘布局项目流程

 规避设计策略

 专利分析



 专利挖掘布局项目流程

 规避设计策略

• 甲已经拥有了授权的椅子专利：
• 权利要求包括：一张椅面，四条椅腿，

一块椅背，一对扶手。

• 乙准备规避该权利要求：
• 规避方案: 生产一把凳子，具有一张凳面，

四条凳腿。

 专利分析



 专利挖掘布局项目流程  技术交底书



 专利挖掘布局项目流程  查新预审

● 资深代理人

● 前审查员

● 诉讼代理人

● 资深律师

前审查员
研发人员

资深代理人
前审查员
资深律师

 新创性检索
 出具检索报告
 规避方案设计

提案预审 专利申请

资深代理人
前审查员

专利撰写

 权利要求布局
 合理、稳定
 说明书公开充分

积极应对
OA答复

专利答复

● 资深代理人

● 前审查员

● 诉讼代理人

● 资深律师

三级审核制度



 新创性分析

专利法第二十二条二款
抵触申请
Conflicting 
Application

新颖性，是指该发明或者实用新型不
属于现有技术；也没有任何单位或者个人就
同样的发明或者实用新型在申请日以前向国
务院专利行政部门提出过申请，并且记载在
申请日以后公布的专利申请文件或者公告的
专利文件中。 

原 则 一

单独对比

原 则 二

从技术方案、技术领域、技术问题、
技术效果四个角度进行全方位比较

 查新预审



 新创性分析

发明的权利要求 对比文件

手机 手机

扬声器 扬声器

键盘 键盘

麦克风 麦克风

控制器 控制器

天线 天线 ？？？

 查新预审



 新创性分析

一种保健酒，在100重量份30－40度的白酒中浸入中药材曲蟮干品10重量份制成。[例]

（CN1234567 A，说明书第2页第5－7行）一种保健地龙酒，即，将干燥的地龙10
重量份在100重量份白酒中浸渍而成，白酒选用30－40度的中度白酒。

[对比文件]

权利要求1要求保护一种保健酒，在100重量份30－40度的白酒中浸入中药材曲蟮干品10重量份

制成。对比文件1（CN1234567 A，说明书第2页第5－7行）公开了一种保健地龙酒，并具体公开了以

下特征：“将干燥的地龙10重量份在100重量份白酒中浸渍而成，白酒选用30－40度的中度白酒”。

“地龙”和“曲蟮”虽然名称不同，在中药领域实质上均指的是蚯蚓。该权利要求所要求保护的技术方

案与对比文件1所公开的内容相比，仅仅是文字表达方式上略有差别，技术方案实质上相同，且两者均

属于保健酒领域，要解决的技术问题相同，并能产生相同的保健效果，因此该权利要求不具备新颖性，

不符合专利法第22条第2款的规定。 

 查新预审



 新创性分析

专利法第二十二条第三款

 创造性，是指与现有技术相比，该发明具
有突出的实质性特点和显著的进步，该实
用新型有实质性特点和进步。 

非显而易见 有益的技术
效果

突出的实质性特点判断方法“三步法”

 查新预审



 新创性分析

一种指针式仪表的自动校准系统及其方法

1.一种指针式仪表的自动校准系统，其特征在于，所述系统
包括摄像机、电动云台、总线、存储器、测试电源、标准
表和上位机；所述测试电源、标准表、总线、上位机和存
储器依次连接；所述电动云台、摄像机、总线、上位机和
存储器依次连接。

 查新预审



 新创性分析

区别技术特征包括：

a）使用标准指针式仪表作为标准源，生成准确读数与指针读数的对应表，准确读数为标准仪表图像中指针

正上方读取的数值；

b）查找对应表，获取所述被测仪表图像上指针指示的读数对应的准确读数并作为所述被测指针式仪表的

实际读数；

c）被测仪表图像的获取设置在定点位置；

d）基于预设差值范围，判定所述被测指针式仪表符合检定标准。

目标技术方案实际解决了以下技术问题：

a）提供对应表，方便定点位置读数的准确确定；

b）避免由于图像采集角度导致读数的偏差；

c）减少摄像头的定位操作，提高效率和准确度；

d）判定仪表的结果。

 查新预审



 专利挖掘布局项目流程  专利申请

项目实施期间共申请专利31件，其中，国内发明专利申请25件，PCT国际申请6

件。已授权6件。

国内发明专利申请
（25件）

数字化生物检测芯片

电化学检测芯片

压电传感芯片

凝血检测芯片

超高通量微阵列单分子芯片

薄膜声波传感器

电化学气体传感器 2件

4件

2件

5件

5件

4件

3件 发明名称 申请号 申请日
一种凝血试纸及其压电传感
芯片的制备方法

PCT/CN2017/113757 2017.11.30

Lamb波传感器、生物检测
芯片和快速筛查系统

PCT/CN2017/113758 2017.11.30

一种确定凝血时间的方法及
装置

PCT/CN2017/115866 2017.12.13

一种声子晶体及薄膜压电声
波传感器

PCT/CN2019/105143 2019.09.10

超高通量单细胞核酸分子实
时荧光定量分析方法、芯片
和系统

PCT/CN2019/112903 2019.10.24

高通量单细胞转录组与基因
突变整合分析编码芯片、方
法和装置

PCT/CN2019/112969 2019.10.24

PCT申请
（6件）



 专利挖掘布局项目流程  专利申请

专利组合

芯片制备技术

系统集成技术

芯片封装技术

芯片功能化技术
4大技术领域

专利池

以XX团队专利为主，联合苏州XX所医学检验室其他团
队、苏州XX相关专利建成专利池，从而实现降低交易成
本、减少侵权纠纷、推动生化传感芯片领域技术创新的
积极作用。

苏州XX所产业发展处牵头制定了入池协议，对入池的条
件、程序、时间、救济等问题进行规定，明确了专利池
成员间的权利义务，以及专利池的运营方式。
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高价值专利挖掘与布局

助推科研成果转化



 专利挖掘的概念

专利挖掘，是指在技术研发或产品开发中，对所取得的技术成果从技术和法律层面进行部析、整理、拆

分和筛选，从而确定用以申请专利的技术创新点的技术方案。

专利布局 专利组合

是从创新成果中提炼出具有专利申请和保护价值的技术创新点和方案，从无到有形成专利申请的过程。



 专利布局的概念

专利布局，是指企业综合产业、市场和法律等因素，对专利进行有机结合，涵盖了与企业利害相关的

时间、地域、技术和产品等维度，构建严密的专利保护网，最终形成对企业有利格局的专利组合。



 专利挖掘与专利布局的关系

专利挖掘 专利布局

重点呈现在最终所产生的专利数量上

反映在专利的质量或者话语权与含金量



 专利挖掘与专利布局的参与方

管理层 研发部门 市场部门
专利管理

部门



 专利布局的规划

保护式布局

储备式布局

对抗式布局

自身产品/技术

前瞻性技术保护

竞争对手制衡

针对技术研发为基础的专利挖掘

针对预言项目的专利挖掘

针对竞争对手的专利挖掘



 专利挖掘布局的主要手段

主要手段

围绕产品结构的专利挖掘

围绕产品功能的专利挖掘

围绕产品应用的专利挖掘

围绕产品测试的专利挖掘

围绕产品生产的专利挖掘



 全面挖掘



 专利挖掘布局的常见误区

技术含量低的方案不能申请专利

等到项目完成才能申请专利



 高价值专利布局的关键点

时间结构

地域结构

类型结构

人员结构

布局组合方式



 高价值专利布局的关键点

时间结构

优先权日 申请日 国际申请日 公开日 国际公开日 进入国家阶段日 公告日…
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 高价值专利布局的关键点

时间结构



 高价值专利布局的关键点

时间结构



 高价值专利布局的关键点

地域结构

企业现在的自有市场地域

竞争对手现在的自有市场地域

企业和竞争对手现在的共有市场地域

企业未来的市场地域

竞争对手未来的市场地域

公司整体市场产品战略

竞争对手所在区域/竞争对手的目标市场

产品和技术的主要发展区域

客户的所在区域/客户的目标市场

各个国家的知识产权环境



 高价值专利布局的关键点

类型结构

商业秘密

保密程度

保护模式

在专利公开和商业秘密之间做出合理选择..



被国家知识产权局认定该成果为革命性颠覆性的发明，这项成果还申报了新物质注册，取得了由美国化学会认定的新物质注册号。

 高价值专利布局的关键点

布局组合方式



感 谢 您 的 聆 听 ， 敬 请 批 评 指 正 ！

上海奥凯知识产权服务有限公司
地址：上海市徐汇区田林路388号新业大楼1号楼1118室         
网址：www.ourchem.com
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